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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA ASOCIACION ESTRATEGICA DE
$75 MILLONES ENTRE NY CREATES Y SCREEN PARA FORTALECER LA
COLABORACION ENTRE ESTADOS UNIDOS Y JAPON EN MATERIA DE
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE SEMICONDUCTORES

Tras lainversion de $1,000 millones de la gobernadora Hochul, que moviliza
$9,000 millones en financiamiento de la industria, el Complejo de nanotecnologia
de Albany contintia actuando como un iman de crecimiento

SCREEN utilizara 10,000 pies cuadrados de espacio de sala limpia en el nuevo
edificio NanoFab Reflection de NY Creates y 5,000 pies cuadrados de espacio
para oficinas

La gobernadora Kathy Hochul anuncié hoy una alianza estratégica internacional entre
el Centro de Investigacion, Avance Econdémico, Tecnologia, Ingenieria y Ciencia de
Nueva York (NY Creates, por sus siglas en inglés), propietario y operador del Complejo
de nanotecnologia de Albany, el centro de investigacion y desarrollo de
semiconductores sin fines de lucro mas avanzado de América del Norte, y SCREEN,
empresa japonesa fabricante de equipos para semiconductores, lider en aplicaciones
de grabado humedo y limpieza. El anuncio destaca el compromiso compartido de
promover la investigacion y el desarrollo avanzado en chips, ampliar la colaboracién e
impulsar el desarrollo de la fuerza laboral en los ecosistemas de alta tecnologia de
Estados Unidos y Japon. El nuevo acuerdo incluye el uso por parte de SCREEN de
10,000 pies cuadrados de sala limpia dentro del nuevo edificio NanoFab Reflection de
Creates, actualmente en construccion, 5,000 pies cuadrados de espacio de oficinas en
el Complejo de nanotecnologia de Albany de Creates y una inversion prevista de mas
de $75 millones durante los tres primeros afios de una alianza de diez afios para la
investigacion y el desarrollo.

"Este nuevo acuerdo con SCREEN marca otro hito importante en el liderazgo global de
Nueva York en innovacion de semiconductores”, declard la gobernadora

Hochul. "Con la inversiéon de SCREEN en NY Creates y la Region Capital, nuestro
ecosistema de alta tecnologia continlia expandiéndose e impulsando el resurgimiento
nacional de la manufactura avanzada. Nueva York lidera el esfuerzo por relocalizar la
industria de semiconductores, una industria que genera buenos empleos, fortalece a
las comunidades y apoya una sélida economia de innovacion”.



Los lideres de NY Creates, Empire State Development y SCREEN Holdings Company
Ltd., con sede en Kioto, Japon, formalizaron este acuerdo operativo con una firma
ceremonial por parte del presidente de Creates, Dave Anderson, el presidente y
director ejecutivo de SCREEN Holdings, Masato Goto, y el presidente de la nueva
empresa, SCREEN Advanced Technology Center of America (ATCA), lan Brown, en
las instalaciones de SCREEN en Monzennakacho, Tokio, el 16 de diciembre.

El presidente de NY Creates, Dave Anderson, afirmo: "Creates se enorgullece de
iniciar esta colaboracion con SCREEN, basandose en la inversion de $1,000 millones
en nuestras instalaciones por parte de la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy
Hochul, y los $9,000 millones de nuestros socios industriales, lo que esta atrayendo
nuevas oportunidades de crecimiento y fortaleciendo nuestra solida conexién con el
ecosistema de vanguardia de Japon. La creacién del nuevo centro de investigacion y
desarrollo de SCREEN en nuestro Complejo de nanotecnologia de Albany refleja un
compromiso compartido para impulsar la I+D y la innovacidén en semiconductores en
Nueva York y Estados Unidos. También agradecemos la labor de Empire State
Development para hacer realidad esta oportunidad de colaboracion, ya que brindamos
a SCREEN acceso a nuestras instalaciones de primer nivel. La reconocida experiencia
de SCREEN en tecnologia e innovacién impulsara aun mas los esfuerzos de 1+D en
semiconductores, el desarrollo de la fuerza laboral y el desarrollo econémico”.

El presidente y director ejecutivo de SCREEN, Masato Goto, afirmd: "SCREEN
agradece la cooperaciéon de NY Creates y Empire State Development para establecer
nuestro nuevo centro de I+D fuera de Japdn, en el Complejo de nanotecnologia de
Albany, con el objetivo de reforzar la competitividad de nuestros productos en el sector
de equipos de produccion de semiconductores. SCREEN ATCA ampliara nuestra
capacidad de colaboracién con los inquilinos actuales, clientes globales y socios para
construir una sélida base empresarial que impulse el crecimiento”.

La presidenta, directora ejecutivay comisionada de Empire State Development,
Hope Knight, comenté: "Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul el Estado de
Nueva York lidera el resurgimiento de la investigacion, el desarrollo y la fabricacion de
semiconductores en Estados Unidos. El nuevo centro de SCREEN en NY Creates
aprovechara la soélida colaboracion del estado con Japon para impulsar la innovacion
colaborativa en semiconductores en nuestros ecosistemas de alta tecnologia".

A través de esta nueva alianza, Creates y SCREEN buscan conectar a organizaciones
lideres tanto en EE. UU. como en Japon, aprovechando sus redes para impulsar la
innovacion en la investigacion y el desarrollo de semiconductores, a la vez que
complementan sus fortalezas para impulsar alin mas sus respectivos ecosistemas de
alta tecnologia. ATCA busca acelerar la validacién de tecnologias elementales y el
desarrollo de equipos, desde el procesamiento humedo hasta campos tecnoldgicos
emergentes como el procesamiento térmico y el empaquetado avanzado.

SCREEN es lider mundial en procesos de grabado himedo y limpieza de
semiconductores, con una gama de tecnologias clave de procesamiento humedo,



recubrimiento/revelado, recocido y procesamiento de imagenes. Esta colaboracién con
Creates complementa una red cada vez mayor de socios nacionales e internacionales
gue contribuyen al éxito del centro de innovacién de Creates. Un nimero creciente de
colaboraciones es posible gracias a la creacion de la nueva planta NanoFab Reflection
de Creates, que también albergaréd el Centro de Litografia EUV de Creates, que
actualmente ofrece litografia Ultravioleta Extrema (EUV, por sus siglas en inglés) de
apertura numérica (NA, por sus siglas en inglés) estandar, con capacidades de
litografia EUV de NA alta disponibles en 2026.

El NanoFab Reflection, de 310,000 pies cuadrados, es un componente clave de la
estrategia de semiconductores de la gobernadora Hochul y de su inversion en el
creciente Complejo Nanotecnolégico de Albany de NY Creates, que ya es el primer
centro publico-privado de 1+D de semiconductores del pais. El proyecto generara
cientos de nuevos empleos permanentes en el sector de la alta tecnologia, generara
$9,000 millones en inversioén privada y aprovechara el potencial de la ampliacién de las
colaboraciones con universidades, programas de empleo y empresas globales de
semiconductores.

Recientemente, la Gobernadora participd en la ceremonia de la instalacién de la dltima
viga de acero en la estructura del edificio del NanoFab Reflection y demuestra el
progreso de su construccion segun lo previsto. Se preveé que el edificio esté terminado
para finales del préximo afio.

El senador Charles Schumer declaro: "La nueva alianza de $75 millones entre
SCREEN y NY Creates consolida al Complejo de nanotecnologia de Albany como un
centro global de investigacion y desarrollo en semiconductores y demuestra que Albany
es el lugar ideal para liderar la investigacién y el desarrollo en semiconductores en
Estados Unidos. Empresas de todo el mundo estan reconociendo lo que sé desde hace
tiempo: para desarrollar la préxima frontera de la tecnologia de semiconductores es
clave invertir en nanotecnologia en Albany, que pronto albergara el primer y Unico
centro de EUV de Alta NA de propiedad publica en América del Norte gracias al
liderazgo de la gobernadora Hochul. Seguiré luchando para conseguir mas inversiones
gue apoyen los esfuerzos de Albany y NY Creates, que son cruciales para nuestra
economia, nuestra seguridad nacional y nuestro futuro tecnologico".

Acerca de NY Creates

NY Creates funciona como un puente entre el laboratorio y la fabrica para la electrénica
avanzada, y fomenta las asociaciones entre el sector publico y privado y entre la
industria y el mundo académico para el desarrollo y la innovacién en tecnologia.

NY Creates atrae y lidera proyectos de innovacioén y comercializacion conectados con
la industria que aseguran inversiones significativas, promueven la I&D en tecnologias
emergentes y generan los puestos de trabajo del futuro. NY Creates administra algunas
de las instalaciones mas avanzadas del mundo, cuenta con mas de 2,700 expertos y
profesores de la industria, y administra inversiones publicas y privadas de mas de
$25,000 millones, lo que lo coloca en el epicentro mundial de la innovacion y la
comercializaciéon de alta tecnologia. Obtenga mas informacién en www.ny-creates.org.
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Acerca de la SCREEN

SCREEN Holdings es una empresa controladora que supervisa cuatro empresas
principales: equipos de producciéon de semiconductores (SPE), equipos de artes
graficas (GA), equipos de produccion de pantallas (FT) y equipos relacionados con
PCB (PE). Fundada en 1943, inicialmente como fabricante de equipos de artes
gréficas, SCREEN ha expandido sus negocios a la industria electronica, impulsando la
innovacion en los sectores a los que presta servicio. Su segmento de equipo de
produccion de pantallas es lider en la fabricacion de equipos de procesamiento de
obleas para el mercado mundial de semiconductores. Mantiene constantemente la
mayor cuota de mercado mundial en grabado humedo y limpieza de obleas y ofrece
una amplia gama de soluciones que respaldan la produccion de semiconductores,
incluyendo litografia, recocido y sistemas de medicién e inspeccion. Obtenga mas
informacion en www.screen.co.jp/en.
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